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摘要(译)

本发明涉及显示技术领域，特别涉及一种阵列基板及其制作方法、显示
装置，以解决TFT-LCD在相邻像素单元的第一金属层与第二金属层之间
的错位量不同时会存在画面品质不良的问题。本发明实施例提供一种阵
列基板，包括TFT，TFT包括源极、栅极和漏极，栅极位于第一金属层，
源极和漏极位于第二金属层；在所述第一金属层与第二金属层之间产生
错位的情况下，所述源极和栅极的交叠面积恒定不变。本发明实施例在
一定程度上避免或减少了画面品质不良问题的发生。
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